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Pracovi$té / Zkratka ' KPF / C419 Akademicky rok  2023/2024
Nézev Materialovy tisk Zptsob zakonéeni Zkouska
Akreditovano/Kredity Ano, 4 Kred. Forma zakonceni Kombinovana
Rozsah hodin  Pfednaska 2 [HOD/TYD]
Obs/max Statut A Statut B Statut C Zapocet pred zkouSkou NE
Letni semestr 0/- 0/- 0/- Pocitédn do priméru. ANO
Zimni semestr 7/ - 0/- 0/- Min. (B+C) studentii nestanoveno
Rozvrh Ano Opakovany zépis NE
Vyudovaci jazyk Cestina Vyuovany semestr Zimni semestr
Volng zapisovatelny pfedmét Ao Podet dni praxe 0

Hodnotici stupnice. A|B|C|D|E|F

Pocet hodin kontaktni

Automat. uzn. zép. pted zk. Ne

Periodicita K
Nahrazovany pfedmét Zadny
Vylou€ené ptedméty Nejsou definovany
Podmifiujici pfedméty = Nejsou definovany
Predméty informativné doporucené Nejsou definovany
Pfedméty které pfedmét podmitiuje Nejsou definovany

Cile pfedmétu (anotace):

Predmétem studia je poskytnout posluchaci uceleny prehled problematiky materialového tisku.

PoZadavky na studenta

Obsah

1.tyden Uvod do problematiky materialového tisku, vysvétleni odlisnosti od grafického tisku, vysvétleni pojmi aktivnich a
inteligentnich obalti, chytrych textilii, IoT, IoE, zakladni typy materialti pouzivané v materialovém tisku (vodivé, polovodivé,
dielektrika, luminiscen¢ni, aj.).

2.tyden Tiskové techniky vyuZzivané pro materidlovy vyzkum, (specifika jejich vyuziti, specialni tiskové formy, chemicka
podstata a chemicka odolnost tiskovych forem).

3.tyden Nanosovaci techniky vyuzivané pro materidlovy vyzkum, softlitografické techniky, dalsi typy depozi¢nich technik
vyuzivané pro materialovy vyzkum.

4.tyden Jednoduché funkéni vrstvy (antistatické, antimikrobidlni, luminiscen¢ni, fotochromni, termochromni,
elektromagnetické stinéni, aj.) a jejich chemicka a strukturni podstata.

S.tyden  Pasivni prvky (civky, odpory, kondenzatory) a materialy pro jejich ptipravu.
6.tyden RFID a prvky pro bezdratovou komunikaci, materialy pro jejich pfipravu.

7.tyden Tranzistory (OFET, EGOFET, OECT) a materialy pro jejich piipravu.
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8.tyden Baterie, akumulatory, superkondenzatory, chemicka podstata elektrochemickych dé&ji, materialy pro jejich pripravu.

9-10.tyden Elektroluminiscen¢ni (LEC, LEEC, OLED), elektrochromni, termochromni a elektroforetické displeje.
Materialy pro piipravu zobrazovacich prvku.

11-12.tyden Senzory a materialy vyuzivané pro jejich pfipravu.

13.tyden Suseni, sintrovani, annealing vrstev a vliv dané operace na povahu funk¢nich vrstev.

Pfedpoklady - dalsi informace k podminénosti studia pfedmétu

Ziskané zpisobilosti
Studijni opory
Garanti a vyudujici
* Garanti: doc. Ing. Tomas Syrovy, Ph.D. (100%)
* PrednéSejici: doc. Ing. Tomas Syrovy, Ph.D. (100%)
Literatura
* Doporucena: Cantatore E. Applications of Organic and Printed Electronics: A Technology-Enabled Revolution.
2013.
* Doporucené: Introduction to Printed Electronics (Suganuma K.)
* Doporucena: Prudenziati M., Hormadaly J.. Printed Films: Materials Science and Applications in Sensors,
Electronics and Photonics. 2012.
Vyucovaci metody
Hodnotici metody

Pfedmét je zafazen do studijnich programii:

Studijni program Typ stud. Forma stud. Obor Etapa V.stpl. Rok Blok Statut D.ro¢. D.sem.

Polygrafie Navazujici Prezenc¢ni Polygrafie 1 2022 2023 povinné A 1 A
predméty

Polygrafie Navazujici Prezencni Polygrafie 1 2020 2023 povinné A 1 VA
predméty

Polygrafie Navazujici Prezencni Polygrafie 1 2023 2023 povinné A 1 A
predméty
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